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Kapiel do odttuszczania elektrolitycznego wyrobdw metalowych,
zwlaszcza wyroboéw przemystu elektronicznego

Przedmiotem wynalazku jest kapiel do odttuszczania elektrolitycznego wyrobdw metalowych, zwtaszcza
wyrobdw przemystu elektronicznego wykonanych z metali niezelaznych wzglednie ze stali, poddawanych
obrébce galwanicznej.

Znane kapiele do elektrolitycznego cdttuszczania wykazujg przewaznie odczyn alkaliczny lub silnie
alkalicziny, rzadziej kwasny lub obojetny. Pracujq w temperaturze otoczenia lub podwyiszonej. Sktadnikami
kgpieli alkalicznych s3: wodorotienki sodowy lub potasowy, fosforany iweglany sodowe lub potasowe,
krzemiany alkaliczrne oraz substancje powierzchniowo-czynne. Kgpiele kwasne lub obojgtne zawieraja siarczany
sodowe lub potasowe oraz substancje organiczne powierzchniowo-czynne.

Stosowanie roztwordw opartych na zwigzkach fosforowych jest niekorzystne z punktu widzenia ochrony
$rodowiska. Powoduje to dodatkowe trudnosci przy neutralizacji kapieli do odttuszczania. Obecnos¢ fosforandw
w kapieli do odttuszczania wptynac moze na zanieczyszczenie nimi kapieli do ztocenia typu bezcyjankowego,
ktdre sg bardzo czute na zanieczyszczenia fosforanami.

Przedmiotem wynalazku jest kapiel do odttuszczania eiektrolitycznego elementow elektronicznych z metali
niezelaznych lub stalowych, zawierajaca 10—100 g/l weglanu sodowego lub potasowego, 5—200 g/| soli sodowej
lub potasowej hydroksykwasu i 1—50 g/l soli sodowej kwasu etylenodwuaminoczterooctowego.

W kapieli wedtug wynalazku uzyskuje si¢ bardzo dobre odttuszczanie przedmictéw niezelaznych lub
stalowych, zwtaszcza elementdow makro i mikroeiektroniki. Odtiuszczanie w kapieli opartej na solach
hydroksykwasOw gwarantuje dodatkowo aktywacje pewierzchni, a dodatek EDTA zatrzymanie zanieczyszczer
metalicznych przez skompleksowanie.

Kapiel wedtug wynalazku pracuje w szerokim zakresie temperatur 20—80°C. Skuteczno$¢ odttuszczania
zalezy w duzej mierze od temperatury kapieli.

Stosowanie kapieli wedtug wynalazku gwarantuje takie przygotowanie powierzchni, ze naktadane po tej
obrébce powtoki galwaniczne charakteryzujq si¢ bardzo dobra przyczepnoscia. Sama kgpiel stanowi zaporg dla
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zanieczyszczet metalicznych pochodzacych z obrébki wstepnej, a konstrukcja kapieli powoduje wyeliminowanie
wpltywu zanieczyszczenn przenoszonych z kapieli wstepnej do zasadniczej. W elektrolicie kwasnym do ztocenia
ulega bowiem rozktadowi weglan sodowy, a sole hydroksykwasow stosowane sa w tych kapielach jako sole
przewodzace.

Przyktad. Przygotowano kapiel ztozona z 30 g/I weglanu sodowego, 50 g/l cytrynianu potasowego
i2g/l EDTA. ’

Odttuszczano elementy wykonane z miedzi, stosujagc temperature 60°C i czas operacji 2 minuty,
katodowo, przy napieciu 5—6 V. Otrzymano dobrze odttuszczong powierzchnie, a natozona na niej powtoka
ztota charakteryzowata sie dobrg przyczepnoscia.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel do odttuszczania elektrolitycznego wyrobéw metalowych, zwtaszcza wyrobéw przemystu
elektronicznego, znamienna tym, ze sktada sie z 10 do 100 g/l weglanu sodowego lub potasowego, 5 do
2009/l soli sodowej Iub potasowej hydroksykwasu i1 do 50g/l soli sodowej kwasu
etylenodwuaminoczterooctowego (EDTA).
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